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Sposéb wyiwarzania klisz i stempli drukarskich
Patent trwa od dnia 16 kwietnia 1962 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwa-
rzania klisz i stempli drukarskich nadajacych

sie do drukowania i stemplowania wszystkimi .

znanymi rodzajami farb, atramentéw, lakieréw
i innych na papierach, metalach, tworzywach
sztueznych i tkaninach.

Stosowane dotychczas do celéw drukarskich
klisze i stemple wykonane z gumy lub igelitu
wykazujg szereg wad, powodujacych skrécenie
czasu eksploatacji i utrudniajgcych proces dru-
kowania. Podstawowg wada tych klisz i stem-
pli z gumy lub igelitu jest mata ich odpornasé
na dzialanie rozpuszczalnik6w wchodzacych w
sklad farb drukarskich. Rozpuszczalniki niepo-
larne powoduja rozpulchnienie gumy, a tym
samym zniszczenie klisz lub stempli; rozpusz-
czalniki polarne dzialajg mszczaco na klisze i
stemple z igelitu .

Ro6éwnocze$nie klisze i stemple z gumy lub

*) Wiasciciel patentu oswiadczyl, ze twoéreca
wynalazku jest Kazimierz Parasiewicz.

igelitu wykazuja mala odporno§é na $cieranie
a przez to pogarsza sie jako$é druku i poza
tym skraca czas uzytkowania Kklisz i stempli.

Celem wynalazku sg klisze i stemple nie wy-
kazujgce powyzszych wad i umozliwiajgce druk
wiszystkimi rodzajami farb, atramentéw, lakie-
ré6w i innych- na réinego rodzaju powierzch-~
niach np. na papierze, ‘tkaninach, tworzywach -
sztucznych, metalach itp. Jednocze$nie chodzi
o uzyskanie klisz i stempli o duzej odpornosci
na $cieranie, dajacych dobrg ostro§¢ drukowa-
nych wzoréw. Cel tgn zostal osiggniety przez
zastosowanie polietyfiu lub mieszanki polie-
tylenu z kauczukiem jako materiatu do wyrobn
klisz i stempli. )

Klisze i stemple wytworzone z polietylenu
lub z mieszanki polietylenu z kauczukiem spet-
niajg wszystkie wymienione wyzej warunki
i nadaja sie do drukowania na maszynach dru-
karskich i stemplowania réznego rodzaju ma'
terialéw.

Istota wynalazku jest spos6b -wytwarzania



klisz i stempli z polietylenu lub z mieszanki
polietylenu z kauczukiem, najlepiej kauczukiem
butylowym, przez prasowanie ogrzanego do
temperatury 110—190°C tworzywa z matrycg
negatywowg i ochlodzenie po wyprasowaniu do
temperatury pokojowej pod cisnieniem, dla zapo-
biezenia odksztatceniom.

Do wytworzenia Kklisz i stempli sposobem
wedlug wynalazku ptytke polietylenu lub mie-
szanki polietylenu z kauczukiem ogrzewa sie
do temperatury 110—190°C, najlepiej wraz z
matrycg negatywowsg i nastepnie prasuje przy
uzyciu dowolnego typu prasy. Wielkos§¢ ci$nie-
nia jest uzalezniona od powierzchni kliszy lub
stempla i temperatury do kérej ogrzano two-
rzywo. Po zakonczeniu prasowania chlodzi sie
klisze lub stempel do temperatury pokojowej
przy zachowaniu, ci$nienia.

Klisze i stemple otrzymane sposobem wed*ug "
wynalazku mozna po zuzyciu przerobi¢é na no~
we Kklisze lub stemple o réwnie dobrej jako$ci.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b wytwarzania klisz i stempli drukare
skich, do drukowania i stemplowania wszystki-
mi znanymi farbami, atramentami, lakierami
i innymi na papierach, tworzywach sztucznych’
metalach i tkaninach, znamienny tym, ze poli-
etylen lub mieszanke polietylenu z kauczukiem,
najlepiej butylowym, po ogrzaniu do tempera-
tury 110—‘190°C prasuje sie¢ pod ciSnieniem
z matryca a nastepnie chlodzi do temperatury
pokojowej przy zachowaniu ci$nienia.
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